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Reivindicaciones

1. Un sustrato (10) revestido sobre una cara (11) de un laminado de capas delgadas
(14) que comprende una capa funcional metalica (140),que comprende plata, y dos
revestimientos antireflectantes (120, 160), dichos revestimientos comprenden cada
uno al menos una capa dieléctrica (122, 164), estando dicha capa funcional (140)
dispuesta entre los dos revestimientos antireflectantes (120, 160), comprendiendo
dicho laminado ademas una capa terminal (168), caracterizado porque dicha capa
terminal (168) es una capa metalica constituida de zinc y de estafio, de Sn,Zn, con
una proporcion de 0,1 < x/y < 2,4, y que presenta un espesor fisico comprendido
entre 0,5 nm y 5,0 nm excluyendo estos valores, incluso entre 0,6 nm y 2,7 nm

excluyendo estos valores.

2. El sustrato (10) conforme a la reivindicacion 1, caracterizado porque dicha capa

terminal (168) metalica es de Sn,Zny con una proporcion de 0,55 < x/y < 0,83.

3. El sustrato (10) conforme a la reivindicacion 1 o 2, caracterizado porque dicha
capa terminal (168) esta situada directamente sobre una capa dieléctrica a base de

nitruro de silicio y no comprende oxigeno.

4. El sustrato (10) conforme a la reivindicacion 3, caracterizado porque dicha capa
dieléctrica a base de nitruro de silicio presenta un espesor fisico comprendido entre

10y 50 nm.



5. El sustrato (10) conforme a la reivindicacion 3 o 4, caracterizado porque dicho
revestimiento antireflectante (160) dispuesto por encima de dicha capa funcional
metalica (140), en el lado opuesto de dicha cara (11), comprende una capa
dieléctrica de alto indice (164) de un material que presenta un indice de refraccion

comprendido entre 2,3y 2,7.

6. El sustrato (10) conforme a la reivindicacion 3 o 4, caracterizado porque dicha

capa dieléctrica de alto indice (164) es a base de Oxido.

7. El sustrato (10) conforme a la reivindicacion 5, caracterizado porque dicha capa

de alto indice (164) presenta un espesor fisico comprendido entre 5y 15 nm.

8. El vidriado multiple que comprende al menos dos sustratos (10, 30) que se
mantienen unidos por una estructura de bastidor (90), realizando dicho vidriado una
separacion entre un espacio externo (ES) y un espacio interno (IS), en el cual al
menos una lamina de gas intercalado (15) esta dispuesta entre los dos sustratos,

siendo uno de ellos (10) conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.



9. El procedimiento de obtencion de un sustrato (10) revestido sobre una cara (11)
de un laminado de capas delgadas (14) que comprende una capa funcional metalica
(140), en particular a base de plata o de aleacion metalica que contiene plata, y dos
revestimientos antireflectantes (120, 160), que comprende las siguientes etapas,

en el siguiente orden:

- depositar sobre una cara (11) de dicho sustrato (10) un laminado de capas
delgadas (14), que comprende una capa funcional metalica (140), que
comprende plata, y dos revestimientos antireflectante (120, 160), dicha capa
comprendiendo una capa terminal (168), dicha capa terminal (168) es una capa
metalica constituida de zinc y de estario, de Sn,Zn, con una proporcion de 0,1 <
xly < 2,4, y que presenta un espesor fisico comprendido entre 0,5 nm y 5,0 nm
excluyendo estos valores, incluso entre 0,6 nm y 2,7 nm excluyendo estos

valores.

- tratar dicho laminado de capas delgadas (14) por medio de una fuente que
genera una radiacion y en particular una radiacion infrarroja en una atmodsfera

que comprende oxigeno.



Sefor

Al 1 A T 1 1
CASTELLANOS[Ng(o.
ABDGADDS EN PROPIEDAD INTELECTLIAL

CALLE 94A No.7 A - 09
TELEFONO (571) 756 0770
FAX (571) 755 0158
BOGOTA D.C. COLOMBIA
patentessic@castellanosyco.com.co
www.castellanosyco.co

Director de la Direccion de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E.

S. D.

Re.: Expediente No. NC2017/0004364
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: “SUSTRATO
PROVISTO DE UN LAMINADO CON PROPIEDADES TERMICAS Y UNA
CAPA METALICA TERMINAL”
Solicitante: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la
sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atencion a su oficio No.
13893 notificado el 26 de noviembre de 2018, atentamente me permito dar respuesta
al mismo de la siguiente manera:

1. Modificacion a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 34 de la Decision 486 y en vista de las
observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo
pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones, en donde se han realizado
los siguientes cambios con base en las objeciones del Examinador:

11.

” @,

Indica el Examinador las expresiones “delgadas”, “al menos” (reiv. 1), “a
base de” (reiv. 1, 3, 4, 6, 9), “de alto indice” (reiv. 5 a 7) son relativas o
imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invencion del estado de la
técnica

v El pliego reivindicatorio no incluye la expresion “al menos”.

v' De otra parte, la frase “en particular a base de plata o de
aleacion metalica que contiene plata”, se ha modificado por “que
comprende de plata”. Es decir, el "basado en plata" se ha
modificado por "que comprende"; ademas se ha eliminado "en
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1.2.

1.3.

1.4.

tasELLane s o
particular" en la expresion "en particular basada en plata..." para
mejorar la claridad.

v' Con respecto a "delgadas" y "alto indice", se resalta que los
mismos acompafian unos rango especifico asi:
- "delgadas” se acompana con el rango "0.5 nm a 5 nm" para la
capa terminal
- "alto indice" se acompania con con el rango "2.3 a 2.7"

Objeta el Examinador que se presentan como caracteristicas esenciales
de la invencion ventajas técnicas en la expresion “con propiedades de
reflexion de la radiacion infrarroja y/o solar” (reiv. 1, 9), las cuales no se
aceptan como caracteristicas técnicas ya que no definen especificamente
la estructura de la invencidn.

v' Se ha eliminado la frase "con propiedades de reflexion de la
radiacion infrarroja y/o solar "

Se presentan como caracteristicas técnicas esenciales de la invencion
términos generales.

v' En cuanto al término "recubrimiento”, se utiliza en la solicitud en
un significado habitual. Por lo general, se hace una capa del
mismo material a lo largo de todo su espesor. Se podria
considerar que la "capa" es la entidad mas pequefia posible en
una pila de capas delgadas. "Recubrimiento” se usa para
designar que hay al menos una capa en el lugar donde esta el
recubrimiento; obviamente, si solo hay una capa, los términos
son sinénimos; pero el recubrimiento también podria contener
dos, tres, ... 0 mas capas. (ver también fig. 1). Asi, en las
reivindicaciones, este término es claro.

v' De oftra parte, la accion oficial incluye objeciones de claridad
con respecto a los términos tensoactivo de sulfobetaina”,
“‘emulsionante, “auxiliar inhibidor’, “tensoactivo cationico”,
“derivado de cloruro de amonio”; sin embargo, esta claro que no
corresponden a la presente invencion y no estan incluidos en la
descripcion ni en el conjunto de reivindicaciones.

Las expresiones “y/o” (reiv. 1), “incluso” (reiv. 1), precediendo una
caracteristica no son limitativas, porque hacen opcionales las

caracteristicas y no limitan el alcance de la reivindicacion.

v' En esta oportunidad no se incluyen dichas expresiones.
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La expresidon “un material que presenta un indice de refraccion
comprendido entre 2,3 y 2,7” (reiv. 5), define un material unicamente por
sus parametros.

v El “indice de refracciéon de entre 2.3 y 2.7°, se considera una
caracteristica intrinseca del material y debe ser aceptado para
definirlo. Por otra parte, se considera que el Examinador se
contradice a si mismo ya que en las objeciones previas requiere
la especificacion de valores para cada caracteristica, pero en
esta objecidn rechaza la especificacion, ya que, segun su
consideracion, corresponde a un parametro que no puede
usarse para definir el material, que no es aceptable.

Las reivindicaciones 8 y 9 se presentan como dependientes de las
reivindicaciones 1 a 7 en las expresiones: “siendo uno de ellos conforme
a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7” (reiv. 8), Sin embargo, entre
ellas existe una falsa dependencia, ya que las reivindicaciones 8 y 9
reclaman un vidriado y un procedimiento, respectivamente, mientras que
las reivindicaciones 1 a 7 un sustrato revestido.

v Con respecto a la reivindicacion 9 del proceso segun se
modificd, esta reivindicacion incluye la caracteristica necesaria
de la reivindicacion 1. Es de resaltar que el paso principal del
proceso para obtener el sustrato (10) recubierto vestido sobre
una cara (11) de un laminado de capas delgadas (14) es el
tratamiento de dicha pila (14) de peliculas delgadas
(depositadas) utilizando una fuente que produce radiacion y, en
particular, radiacién infrarroja en una atmédsfera que contiene
oxigeno. Este paso es logico después d la deposicién en el
material. No es razonable citar todos los pasos necesarios de
ese proceso en la reivindicacion principal, toda vez que son
ampliamente conocidos por un experto en el area de la técnica.
Por ejemplo, es evidente limpiar el sustrato antes de introducirlo
en el recubridor; es evidente que se verificarian muchos
parametros para la deposicién de las capas, entre otros. Por lo
tanto, la reivindicacion del proceso es clara, ya que reivindica la
caracteristica esencial de la invencion.

La expresion “siendo dicha relacion x/y de la capa terminal (168) idéntica
antes y después de dicho tratamiento” (reiv. 9), hace referencia a un
resultado a alcanzar y no define la invencion, puesto que la reivindicacién
incluiria no sélo la solucion propuesta por la solicitante, sino todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

v' La reivindicacién 9 no incluye en esta oportunidad la frase
“siendo dicha relacion x/y de la capa terminal (168) idéntica
antes y después de dicho tratamiento”, quedando superada la
objecion.
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En vista de las aclaraciones previamente presentadas las modificaciones que se
presentan en este nuevo pliego reivindicatorio son claras y no contienen términos
imprecisos y/o poco claros.

2. Patentabilidad

El examinador ha determinado el arte previo con base en la fecha de la fecha de la
presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad, siendo esta 30 de septiembre
de 2014. Se han citado los siguientes documentos:

D1 Documento WO 2010/142926, titulado “Thin film deposition method and
resulting product”, del 16 de septiembre de 2010.
D2 Documento US 2011/0300319, titulado “Substrate provided with a

multilayer coating having thermal properties and an absorbent layer”
del 8 de diciembre de 2011.

D3 Documento US 2012/0028009, titulado “Substrate provided with a
multilayer coating having thermal properties, which includes high-

refractive index layers” del 2 de febrero de 2012.

El Examinador manifiesta que los documentos D1 a D2 afectan los requisitos de
pantentabilidad de la presente solicitud.

Indica el Examinador que el documento D1 ya ha divulgado las caracteristicas de las
reivindicaciones 1, 3, 4 y 9, mientras que el documento D2 anticipa el objeto de la
reivindicacion 8.

Se solicita tener en cuenta que la reivindicacion 1 modificada recita:

1. Un sustrato (10) revestido sobre una cara (11) de un laminado de capas
delgadas (14) que comprende una capa funcional metalica (140),que
comprende plata, y dos revestimientos antireflectantes (120, 160), dichos
revestimientos comprenden cada uno al menos una capa dieléctrica (122,
164), estando dicha capa funcional (140) dispuesta entre los dos
revestimientos antireflectantes (120, 160), comprendiendo dicho laminado
ademas una capa terminal (168), caracterizado porque dicha capa
terminal (168) es una capa metalica constituida de zinc y de estario, de
Sn,Zn, con una proporcion de 0,1 < x/y < 2,4, y que presenta un
espesor fisico comprendido entre 0,5 nm y 5,0 nm excluyendo estos
valores, incluso entre 0,6 nm y 2,7 nm excluyendo estos valores.
[subrayado fuera del texto]

A este respecto se llama la atencién que el documento D1 no se considera relevante y
no anticipa la presente invencion, porque se explica en la tabla 2, pagina 31, en la 42
linea, que las capas de oxido en Zn,Sn,O, se depositan desde un objetivo SnZn: Sb a
34:65:1 peso.
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Couche Cible employee Pression de depdt | Gaz
SisNy SiAl 2 92:8 % wt 1,5.10” mbar Ar /[(Ar+ N2) a 45 %
TiO: TiO, avec x de l'ordre | 1,5.10” mbar Ar /(Ar + O) 3 95 %
de 19

I ZnSnSbO, | SnZn:Sb 4 34:65:1 wl | 2.10° mbar Ar /[{Ar+0;) 258 %
Zn0 Al Zn:Al & 98:2 % wt 2.10™ mbar Ar /(Ar+03)a 52 %
Ti Ti 2.10” mbar Ar
NbN Nb 2107 mbar Ar /(Ar + N2) & 40 %
Ag Ag 2.10” mbar Ara 100 %

Table 2

En vista de lo anterior, las capas metalicas (con el significado no oxidado) que contienen
Zn y Sn se depositan con el mismo objetivo y tienen la misma proporcién en peso de
SnZn: Sb, que el objetivo.

Por lo tanto, las capas metalicas que contienen Zn y Sn no estan hechas de Zn,Sny,
sino de aproximadamente Zn3;Sn4. No hay revelacién en D1 de un valor en el rango de
0.1 a 2.4 para una relacién x/y de una capa ZnxSny.

En vista de lo anterior, no existe ninguna divulgacion en D1 ni en D2 de la materia tal
como se reivindica en la presente solicitud.

3. Conclusién
Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los

argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones del nuevo
pliego reivindicatorio cumplen con los requerimientos de la Decision 486.

4. Pago por concepto de un nuevo examen de la presente solicitud

De conformidad con la Resolucion 3719 de 2016, se ha realizado el pago
correspondiente por concepto de un nuevo examen de patentabilidad. Se anexa
comprobante.

5. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones.
e Recibo de pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad
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